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摘要(译)

有机发光显示装置包括第一基板，具有倾斜结构的绝缘层，第一电极，限定发光区域和非发光区域的像素限定层，有机发光结构，
第二电极和第二电极，基质。第一电极，第二电极和/或像素限定层的侧部可以具有用于防止从有机发光结构产生的光的全反射的倾
斜角，使得有机发光显示装置可以确保光效率实质上大于常规有机发光显示装置的约30％。
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